
















溶接溶射技術開発室

Osamu Kato 
加藤   治

溶接溶射技術開発室

Hiroyuki Miyazaki
宮崎 裕之

溶接溶射技術開発室長

Takenori Yoshimura
吉村 武憲











溶接溶射技術開発室

Hiroyuki Miyazaki
宮崎 裕之

溶接溶射技術開発室

Keiji Hayashi
林   慶治

溶接溶射技術開発室長

Takenori Yoshimura
吉村 武憲









CPC技術開発室

Shin-ichi Sakamoto
坂本 眞一

CPC技術開発室長

Hiromichi Saito
斉藤 弘道

久留米工業高等専門学校研究員

Hong-qiang Wu
武 宏 强

久留米工業高等専門学校教授

Yasuhiro Matsubara
松原 安宏













特許管理室長

Yasunosuke Mori
森 靖之助

CPC技術開発室

Toshiya Kinoshita
木下 利哉

事業開発本部長

Atsuo Yamamoto 
山本 厚生













CPC技術開発室

Shin-ichi Sakamoto
坂本 眞一

海外事業部長

Atsunobu Tsuda
津田 篤信
































































	tsukuru_02 表紙001
	tsukuru_02 表紙002
	tsukuru_02 目次001
	tsukuru_02 目次002
	tsukuru_02 001
	tsukuru_02 002
	tsukuru_02 003
	tsukuru_02 004
	tsukuru_02 005
	tsukuru_02 006
	tsukuru_02 007
	tsukuru_02 008
	tsukuru_02 009
	tsukuru_02 010
	tsukuru_02 011
	tsukuru_02 012
	tsukuru_02 013
	tsukuru_02 014
	tsukuru_02 015
	tsukuru_02 016
	tsukuru_02 017
	tsukuru_02 018
	tsukuru_02 019
	tsukuru_02 020
	tsukuru_02 021
	tsukuru_02 022
	tsukuru_02 023
	tsukuru_02 024
	tsukuru_02 025
	tsukuru_02 026
	tsukuru_02 027
	tsukuru_02 028
	tsukuru_02 029
	tsukuru_02 030
	tsukuru_02 031
	tsukuru_02 032
	tsukuru_02 033
	tsukuru_02 034
	tsukuru_02 035
	tsukuru_02 036
	tsukuru_02 037
	tsukuru_02 038
	tsukuru_02 039
	tsukuru_02 040
	tsukuru_02 041
	tsukuru_02 042
	tsukuru_02 043
	tsukuru_02 044
	tsukuru_02 045
	tsukuru_02 046
	tsukuru_02 047
	tsukuru_02 048
	tsukuru_02 049
	tsukuru_02 050
	tsukuru_02 051
	tsukuru_02 052
	tsukuru_02 053
	tsukuru_02 054
	tsukuru_02 055
	tsukuru_02 056
	tsukuru_02 057



